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产品名称 光刻胶 FUTURREX多少钱 赛米莱德

公司名称 北京赛米莱德贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼
2层208

联系电话 15201255285 15201255285

产品详情

负性光刻胶原理

又称光致抗蚀剂，是一种由感光树脂、增感剂（见光谱增料）和溶剂三种主要成分组成的对光敏感的混
合液体。

原理

光刻胶在接受一定波长的光或者射线时，光刻胶 FUTURREX厂家，会相应的发生一种光化学反应或者
激励作用。光化学反应中的光吸收是在化学键合中起作用的处于原子外层的电子由基态转入激励态时引
起的。对于有机物，基态与激励态的能量差为3~6eV，光刻胶 FUTURREX，相当于该能量差的光(即波长
为0.2~0.4μm的光)被有机物强烈吸收，使在化学键合中起作用的电子转入激励态。化学键合在受到这种
激励时，或者分离或者改变键合对象，发生化学变化。电子束、X射线及离子束(即被加速的粒子)注入物
质后，因与物质具有的电子相互作用，能量逐渐消失。电子束失去的能量转移到物质的电子中，因此生
成激励状态的电子或二次电子或离子。这些电子或离子均可诱发光刻胶的化学反应。

想要了解更多光刻胶的相关内容，请及时关注赛米莱德网站。

正性光刻胶的结构

光学光刻胶通常包含以下三种成分：(1)聚合物材料(也称为树脂)。聚合物材料在光的辐照下不发生化学
反应，其主要作用是保证光刻胶薄膜的附着性和抗腐蚀性，同时也决定着光刻胶薄膜的其他一些特性(如
光刻胶的膜厚要求、弹性要求和热稳定性要求等)。(2)感光材料。感光材料一般为复合性物质(简称PAC



或感光剂)。感光剂在受光辐照之后会发生化学反应。正胶的感光剂在未曝光区域起抑制溶解的作用，可
以减慢光刻胶在显影液中的溶解速度。以正性胶为例，使用g射线和i射线光刻中的正性胶是由重氮醌(简
称为DQ)感光剂和酚树脂构成。(3)溶剂(如丙二醇-，光刻胶
FUTURREX哪里有，PGME)。溶剂的作用是使光刻胶在涂覆到硅片表面之前保持为液态

想了解更多关于光刻胶的相关资讯，请持续关注本公司。

选择光刻胶需要注意什么

光刻加工工艺中为了图形转移，辐照必须作用在光刻胶上，通过改变光刻胶材料的性质，使得在完成光
刻工艺后，光刻版图形被拷贝在圆片的表面。而加工前，如何选用光刻胶在很大程度上已经决定了光刻
的精度。尽管正性胶的分辨力是较好的，但实际应用中由于加工类型、加工要求、加工成本的考虑，需
要对光刻胶进行合理的选择。

想了解更多关于光刻胶的相关资讯，请持续关注本公司。

光刻胶 FUTURREX多少钱-赛米莱德由 北京赛米莱德贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。 北京赛
米莱德贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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